






图 7　剥离力测试 (a)载荷与摩擦系数关系 ,

(b)显微镜观察

Fig17　Testing of peel off force (a) connection of load and grat2
ing coefficient , (b)observe through microscope

N ,划痕长度为 5 mm时测定的关系图如图 8所示。

图 8　剥离力测试 (a)载荷与摩擦系数关系 ,

(b)显微镜观察

Fig18　Testing of peel off force (a) connection of load and grat2
ing coefficient , (b)observe through microscope

图 9　滴加 NaOH前后不镀 SiO2 (左)与镀 SiO2 (右)耐腐蚀

性对比 (a)滴加前 , (b)滴加中 , (c)滴加 1 min后

Fig19　The contrast of causticity without SiO2 ( left) and with

SiO2 (right) before and after dripping NaOH(a) before ;

(b) dripping ; (c) 1 min after

　　临界载荷也达到了 10 N左右 ,说明附着力有显

著提高。由于附着力与表面均匀性有很大关系 ,所

以在过渡层涂敷的较均匀时附着力会提高的更多。

214　耐腐蚀性

根据国标 ,配制 10 %的 NaOH溶液 ,将一小滴溶

液滴在镀了膜的基材表面 ,观察膜层 ,发现未镀硅膜

的膜层上溶液中有气泡出现 ,而镀了硅膜的膜层上

却没有发生变化。等待一分钟后 ,擦干液滴 ,未镀硅

膜的基材滴上溶液的膜部分被腐蚀 ,露出基材 ,而镀

了硅膜的却没有 ,如图 9所示。说明膜层的耐腐蚀

性能有所提高。结果表明 ,由于硅为无机材料 ,其镀

层结构致密 ,空隙率低等优点 ,对镀层起到了保护作

用 ,使耐腐蚀性增强。

3　结论
利用磁控溅射在有机玻璃上镀金属 Al膜之前 ,

可以先加一层过渡层 ,既不会对膜的光泽度、均匀性

造成影响 ,还可以显著提高膜层与有机基材的附着

力 ,解决了金属与有机基材附着力较差的难题。此

外 ,在金属膜之上再加一层硅膜 ,可以在不改变薄膜

其它性能的基础上提高薄膜的耐腐蚀性 ,这表明此

工艺可以应用在工业应用中。
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